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1. OBJETO:

Esta Especificacion Técnica tiene por objeto establecer los requisitos vy
parametros técnicos que debe cumplir el rollo de pulido de alto brillo en los
procesos de adquisicion. Este elemento es  utilizado en el proceso de
despavonado en las medallas e insignias militares que tengan acabados antiguos
y que son fabricadas en el Batallon de Mantenimiento “José Maria Rosillo”.

2. DEFINICIONES Y APLICACION:
2.1 DEFINICIONES

- Acabado: Es un proceso de fabricacion empleado en la manufactura cuya
finalidad es obtener una superficie con caracteristicas especificas, para las
condecoraciones se refiere a la apariencia metalica dada por el recubrimiento
-electrolitico.

Lote de entrega: Cantidad determinada de elementos de caracteristicas similares
y fabricadas en una o varias plantas bajo condiciones de producciéon uniformes,
puesta a disposicién de la entidad contratante para ser sometida a inspeccion
como uno o varios conjuntos dependiendo del numero de origenes productivos
(plantas — maquila) que lo conforman.

Materia prima: Producto no elaborado que se incorpora en la primera fase del
proceso de produccion para su posterior transformacion o componente del
producto terminado antes de ser confeccionado o incorporado al producto
terminado que se requiere elaborar.

~Muestra: Cantidad especificada de elementos extraidos de un lote que sirve para
obtener la informaciéon necesaria que permite apreciar una o mas caracteristicas
de él.

Muestra patrén: producto que contiene las caracteristicas de disefio, color, matiz
o tonalidad y fabricacion, debidamente aprobada para efectos de comparacion,
evaluacion y aceptacion o rechazos de los lotes correspondientes en caso de ser
requeridos. '

Producto terminado: Elemento fabricado y que se ha sometido a todas las
etapas y procesos de produccidén necesarias para cumplir los requisitos técnicos
establecidos por la entidad coritratante.

-~ -
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Tolerancia: Diferencia de medidas permitidas en una dimension. Consiste en
una medida maxima y otra minima entre las que se tiene que encontrar la medida
realizada para que ésta se considere valida. En caso contrario esa dimension no
cumple las especificaciones y tiene que ser rechazada.

2.2. APLICACION

2.2.1 En caso de que la Fuerza lo considere necesario, puede decidir si es preciso
o no establecer la muestra que se empleara como muestra patrén o de referencia,
la cual servira para efectos de comparacion y verificacion de los requisitos de
color, disefio, componentes y acabados. Dicha muestra debera cumplir con todas
las caracteristicas y requisitos establecidos en la presente especificacion.

2.2.2. En caso de establecer condiciones de empaque y rotulado diferentes a los
especificados en la presente especificacion, estas deben ser acordadas entre la
entidad contratante y el contratista.

2.2.3. Se aclara que el contratista debe asumir los costos que se generen por la
realizacion de los ensayos requeridos para la verificacion de los requisitos
establecidos en la presente especificacion y de todos aquellos ensayos requeridos
por la Fuerza.

2.2.4. En caso de existir controversia entre el texto donde se describen las
caracteristicas del componente y si existieren figuras, prevalecera el texto.

2.2.5 La verificacion del cumplimiento de los requisitos especificos de la presente
Especificacion Técnica, se debe realizar de acuerdo con lo indicado en la GTMD-
0004 (Guia técnica “Evaluacion de la conformidad para los productos del Sector
Defensa”), actualizacion vigente; teniendo en cuenta el valor del contrato.

3. REQUISITOS:
3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1. Caracteristicas. El rollo de pulido de alto brillo es de color vinotinto, con
quince (15) centimetros + 1 cm de ancho, espesor de cinco (b) a seis (6) mm y un
largo total de nueve (9) metros + 0,5 metros cuando se verifique de acuerdo con lo
establecido en el numeral 5.1.

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

3.2.1 Material. El rollo de pulido de alto brillo es un elemento hecho en nylon,
resina fendlica y con 6xido de aluminio de grado fino como abrasivo.
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3.2.2 Declaracion de conformidad del fabricante. El contratista debe presentar
declaracion de conformidad por parte del fabricante en idioma espafiol segun lo
establecido en la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-1 y debe anexar la
documentacion de apoyo establecida en la norma técnica NTC-ISO/IEC 17050-2,
donde garantice que el elemento a entregar cumple con los requisitos generales y
especificos que no fueron sometidos a prueba de laboratorio en esta
especificacién técnica.

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1 Empaque. El rollo de pulido de alto brillo debe venir en rollos de nueve (9)
metros amarrados con zunchos plasticos.

3.3.2 Rotulado. Este elemento debera tener un rétulo visible en cada caja o
elemento de identificacion de empaques colectivos o unidades de empaque, estos
deberan ser centrados y cumplir con lo estipulado en los boletines SILOG 5-A1 y
A2, ademas debera contener la siguiente informacion:

- Nombre del fabricante

- Nombre del producto

- Material utilizado en su elaboracién (composicion)
- Pais de origen

- Fecha de fabricacion

- Fecha y numero del contrato (cuando aplique)

- Cantidad .

- Cdédigo del material

- Recomendaciones de almacenamiento

- Unidad de medida: Metros (m)

4, TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO:

4.1 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO PARA
EVALUAR LOS REQUISITOS GENERALES Y REQUISITOS DE EMPAQUE Y
ROTULADO

4.1.1 Muestreo. De cada lote del producto, se debe extraer al azar una muestra
conformada por el nimero de unidades indicado en la tabla 1. Sobre cada unidad de
la muestra, se debe efectuar la inspeccién visual para verificar si éstos cumplen los
requisitos generales y de empaque y rotulado especificados en la presente
especificacion.

Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL ‘
No esta autorizado su reproduccion total o parcial )




Pag.5de 8

@, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL n —
&Pt COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | ESPECIFICACION |Cédigo: FO-JEMPP-CEDE4-890
g;, ; EJERCITO NACIONAL TECNICA Versién: 1

=2 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA .
Fecha de emision: 2019-02-26

ROLLO DE PULIDO DE ALTO BRILLO No. JEMPP-CEREA-DIETE-ET-03121 1 INT-00

Este plan de muestreo corresponde a un plan de muestreo simple, inspeccion
reducida, nivel de inspeccion general | y un Nivel Aceptable de Calidad (NAC) del
6,5%, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859- 1 (Primera

actualizacion).

Tabla 1. Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado

Tamaio del lote Tamaino muestra Numero de | Nimero de
(Rollo) (Rollo) Aceptacion | Rechazo

2 - 25 2 0 1
26-90 2 1 2
91 — 150 3 1 2
151 — 280 5 1 2
281 — 500 8 2 3
| 501-1.200 13 3 4
1.201-3.200 20 5 6
3.201 - 10.000 32 6 7
~10.001 — 35.000 50 8 9
~ 35.001 — 150.000 80 10 11
150.001 — 500.000 125 10 1
500.001 6 mas 200 10 i 11

4.1.2 Criterios de aceptacion o rechazo para requisitos generales y requisitos
de empaque y rotulado. Si el nimero de unidades defectuosas en la muestra es
menor o igual al nimero de aceptacién se acepta el lote; siempre y cuando
cumpla los requisitos especificos. Si el numero de unidades defectuosas es igual
o mayor al numero de rechazo, se debe rechazar y devolver el lote al proveedor.
Cuando se efectie la evaluacion de un lote previamente rechazado, se debe
proceder a realizar el muestreo indicado en el numeral 4.2.1. sobre el 100% del
lote producto terminado.

Para un tercer muestreo del mismo lote rechazado, se requiere autorizacion
escrita por parte del supervisor y/o responsable del contrato y se estableceia el
tipo de muestreo a realizar junto con las partes involucradas, bajo las condiciones
establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC — ISO 2859 — 1, actualizacion
vigente.
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4.2 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
PARA EVALUAR REQUISITOS ESPECIFICOS.

4.2.1 Muestreo. Para verificar los requisitos especificos establecidos en la
presente especificacion técnica, se debe tomar al azar, el tamaifio de muestra en
unidades indicado en la tabla 2, definida para un plan de muestreo simple,
inspeccion reducida, nivel de inspeccion especial S-3 y un Nivel Aceptable de
Calidad (NAC) del 2,5%, de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
2859-1.

Tabla 2. Plan de muestreo para evaluar requisitos especificos

Tamarfo del lote | Tamafo muestra Nimero de Namero de
(Rollo) (Rollo) Aceptacion Rechazo

2 —150 2 0 1
151 — 500 3 0 1
501 — 3.200 5 1 2
3201 —35.000 8 1 2
35.001 — 500.000 13 1 2
500.001 o mas 20 2 3

4.2.2 Criterio de aceptacion o rechazo para evaluar requisitos especificos. Si
el numero de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al nimero de
aceptacion se aceptara el lote; si el niUmero de unidades defectuosas es mayor o
igual al numero de rechazo, el lote se rechaza y para la proxima entrega se
aplicara un plan de muestreo simple, inspeccién normal bajo las mismas
condiciones.

5. METODOS DE ENSAYO:
5.1 CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

La determinacion de las dimensiones debe efectuarse utilizando un instrumento
(regla, micrometro, calibrador, entre otros) de capacidad y precisién de acuerdo
con la dimensién y el elemento a medir, atendiendo las recomendaciones
establecidas en las Normas Técnicas Colombianas respectivas, aplicadas a la
Metrologia y mediciones en General.

Los instrumentos de medicion deben estar debidamente calibrados por
laboratorios acreditados y/o certificados por el Instituto Nacional de Metrologia o
quién haga sus veces.

Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL ‘\t\,
No esta autorizado su reproduccién total o parcial / 4




P4g.7 de 8
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2> COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES ESPE(;IFICACION Cédigo: FO-JEMPP-CEDE4-890
ai." g EJERCITO NAGIONAL TECNICA Version: 1

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Fecha de emisién: 2019-02-26

6. APENDICE:
6.1 NORMAS QUE DEBEN CONSULTARSE

Para la aplicacion de las siguientes normas debe utilizarse la actualizacidon que se
encuentre vigente al momento de la verificacion de los requisitos.

En caso de que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicacion, esta
debera ser consultada a la oficina de Normas Técnicas del Ministerio de Defensa
Nacional.

Boletines SILOG No. 005-A1y A2

Administracién, control y manejo de la implementacion de cédigo de barras en las
diferentes unidades de la fuerza publica en almacenes con estructuras IM y WM
en el sistema SAP ECC.

GTMD-0004
Guia técnica “Evaluacion de la conformidad para los productos del Sector
Defensa”

NTC- SO 2859-1 Primera Actualizacion.
Procedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 1: Planes de
muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspeccion

lote a lote.
6.2 ANTECEDENTES
No aplica.
7. ANEXOS:

La presente especificacién técnica abarca el elemento relacionado en la Tabla

> Tabla 3. Puntilla para medallas e insignias militares

No. CSE#%ORIKEL DENOMINACION
1 9202376 ROLLO DE PULIDO DE ALTO BRILLO
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Figura 1. Rollo de pulido de alto brillo

Imagenes de referencia

8. CONTROL DE REVISIONES:

Revision ylo

Actualizacién Modificaciones Fecha

Se crea la siguiente Especificacion Técnica ROLLO DE
PUIDO DE ALTO BRILLO con el objetivo de satisfacer la
necesidad de la fuerza en cuanto a los procesos de
adquisicion para estos elementos.

Se solicita creacién de la Especificacién Técnica mediante 16/04/2021
oficio al CEDE4 con radicado No. 2021699004595583:
MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-
JEM-B3-29.57 emitido el 13 de abril de 2021 por la Brigada
de Apoyo Logistico No.1 en Apoyo General.
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